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開催日： 令和７年２月１２日～１３日
場 所： インド国カルナータカ州ベンガルール
主催（共催）：在ベンガルール総領事館、JETROベンガルール事務所

在ベンガルール総領事館

日本ｾｯｼｮﾝで挨拶する小野大使

【概要】
●令和７年２月１１日～１４日、ベンガルールで「グローバル・インベス
ターズ・ミート インベスト・カルナータカ２０２５」が開催された。本件は、
隔年でカルナータカ州産業省が中心となって開催する大型投資誘致セミ
ナー兼展示会。

●我が国はパートナー国として参加し、在ベンガルール総領事館とジェ
トロ・ベンガルール事務所共催で日本セッションを実施したほか、展示会
場で日本ブースを出展。

●日本セッションでは、「日本の製造業企業による研究開発機能の拡
大」というテーマの下、パイオニア・インディア・エレクトロニクス社、富士
通インド研究所及び日立インディア社が自社の活動を紹介。

●ベンガルール出張中の小野啓一駐印大使が日本セッションで冒頭挨
拶を行ったほか、引き続いて行われた中小企業基盤整備機構（SMRJ）
と州政府とのMOU署名式に立ち会った（州政府からはパティル州産業大
臣が立ち会い）。

【ビジネスセミナー】

日本ブース出展

SMRJと州政府とのMOU署名式


